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Quantitative removal of fluorinated compound from gas by sorption at 
moderate temperature - uses dry gamma-alumina as sorbent and dry 
gas, especially useful for removing fluoro-tiydro-carbon(s) formed in 
aluminium manufacture or from gas recovered from air by 
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In order to remove, from a stream of gas, fluorinated compounds 
which contribute to destruction of the ozone layer and/or changes in 
climate, the gasstream is passed through a .ggr.-aluminium oxide 
absorber unit. The gas stream and .ggr. -aluminium oxide are dry. 
The fluorine in the fluorinated compound is bound quantitatively to 
the .ggri-aluminium oxide. [German ] [ French] 
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PatentansprQche V. Verfahren zur Entfernung von 
ozonabbauenden und/oder kli- mawirksamen fluorierten 
Verbindungen aus einem Gasstrom, der durch ein festes Sorbens 
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geleitet wird, dadurch ge- kennzeichnet, daU als Sorbens y- 
Aluminiumoxid verwendet wird und der Gasstrom und das y- 

Aluminiumoxid-SorbenSf durch daS er geleitet wird sind, 

wobei das in der fluorierten Verbindung enthaltene Fluor aa dem y- 
Aluminiumoxid- Sorbens quantitativ gebunden wird. 

^ Description ± Verfahren zur Entfernung ozonabbauender und/oder 
Expand description klimawirksamer fluorierter Verbinduiigen BUS einem Gasstrom 
sowie Anwendung des Verfahrens Die Erfindung bezieht sich 
auf ein Verfahren zur Entfernung fluorierter ozonabbauender 
und/oder kllmawlricsamer fluorier- ter Verblndungen aus eInem 
Gasstrom, welcher durch ein festes erwarmtes Sorbens 
geleitet wird. Sie hat auch Anwendungen dieses Verfahrens 
zum Gegenstand. 

Fluorkohlenwasserstoffe, und zwar sowohl perfluorierte (FKW) 
wie telifluorierte (H-FKW) und Fluorchlorkohienwasserstoffe (FCKW 
und H-FCKW) werden sell Jahrzehnten als Treibmittei, Kaltemittel, 
Blah- und Trennmittel, Lose- und Reinigungsmit- tel und anderes 
mehr in groliem Umfang eingesetzt 
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